Nowa metoda produkcji matryc
fleksograficznych

1? Technologia Crystal



Doskonata matryca do
wszystkich zastosowan druku
fleksograficznego

CDI Crystal:
uproszczone naswietlanie
matryc fleksograficznych

Obecnie normag staty sie pilne zadania wykonywane
na ostatniag chwile z zachowaniem wysokiej jakosci.

Tradycyjne, wieloetapowe procesy produkcji matryc
fleksograficznych obnizajg produktywnos¢. Powo-
duja btedy, co oznacza konieczno$¢ ponownego
wykonywania pracy, a takze obnizajg produktyw-
no$¢ maszyny drukujacej. Wszystko to wptywa
negatywnie na wydajnosc i zyskownos¢ produkcji.

Lepszy sposéb produkcji
matryc fleksograficznych

Naswietlarki Esko CDI Crystal 5080 i 4835 umozli-
wiajg uproszczenie pracy w dziale produkgji matryc.

CDI Crystal 4835

Naswietlarki Esko CDI Crystal 5080 i 4835 pozwa-
lajg na petng integracje i automatyzacje naswie-
tlania matryc oraz ekspozycje UV.

* Uproszczona praca w dziale
produkcji matryc

» Oparta na sprawdzonej technologii
naswietlania laserowego Esko CDI
i uktadach optycznych wysokiej
rozdzielczosci

e Produkcja matryc o najwyzszym
standardzie jakosci - w oparciu
o technologie HD Flexo i Full HD
Flexo

» Ulepszona ergonomia pozwala
operatorom pracowac szybciej



Najwyzsza spdjnosc i jakosc
e Zsynchronizowana ekspozycja gtéwna
i tylna przy uzyciu diod LED UV

Spéjnos¢ matryc to jeden z podstawowych celdw, > RS (ol | Spelne Eiese

, , Y matryc
gdyz pozwala zachowac optymalng jakos¢ druku.
Jednym z gtéwnych czynnikdw wptywajgcych na ¢ Obrébkaloparta na postepach
stabilno$¢ matryc jest ekspozycja UV. W zakresie ekspozycji UV typu
Full HD Flexo
Innowacyjna kopiorama XPS Crystal faczy optymal- * Wyniki kontroli jakosci matryc nie

nie gtéwng i tylng ekspozycje UV. W przeciwienstwie 53 pawodem do niepokoju

do kopioramy UV ze Swietléwkami powodujgcymi

fluktuacje wynikow, naswietlarka XPS Crystal uzywa Petna wydajnosc i dtugowiecznosc
diod LED UV, ktére nie wymagajg nagrzewania * Réwnolegfe przetwarzanie, aby

i zawsze emitujg spdjne promieniowanie. SzifociEl mesetiEe metde

» Element procesu automatyzacji

Zsynchronizowana i optymalnie kontrolowana produkcji matryc z uzyciem
gtéwna i tylna ekspozycja UV pozwala uzyskac e eel €yt

matryce do fleksografii cyfrowej o wysokiej spoj- e Znacznie dtuzszy okres

nosci — niezaleznie od typu matrycy i za kazdym eksploatadji niz w przypadku lamp

razem. Swietldwkowych

e Zmniejszenie liczby btedéw az o 50%

XPS Crystal 5080
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XPS Crystal 4835



Integracja i automatyzacja naswietlania cyfro-
wego i ekspozycji diodami LED UV podnosi spdj-
nosciogdlng tatwos¢ obstugi. To rozwigzanie nie
tylko oszczedza cenny czas operatora, ale takze

Wprowadzajgc system CDI Crystal XPS, Esko zmniejsza koszty konserwacji i wielko$¢ sprzetu
catkowicie zmienia sposéb produkcji matryc do fleksografii.

fleksograficznych.

Zwykle ten proces obejmuje wiele ztozonych krokdw « Ograniczenie krokéw recznych o 50%

wykonywanych recznie, ktére nie tylko zajmuja czas,

* Redukcja btedéw o 50% —
ale takze moga by¢ przyczyng bteddéw cztowieka. Ja b ’

mniej odpadow

e Skrécenie czasu pracy operatora
073%

Odpowiedzig jest system CDI Crystal XPS: zamiast
wykonywa¢ siedem recznych krokéw podczas
produkcji matrycy, stosowany jest skoordyno-
wany proces liniowy.

Intuicyjny interfejs uzytkownika,
mniej bteddw, krotszy czas
szkolenia operatora




Odpowiedzig jest system CDI Crystal XPS: zamiast
wykonywac siedem recznych krokow podczas produkdji
matrycy, stosowany jest skoordynowany proces liniowy.

Potgczona ekspozycja gtéwna i tylna Intuicyjny interfejs
Stabilna i powtarzalna przy uzyciu diod LED UV. Idealne przy- uzytkownika, mniej
jakos¢ druku na maszynie tozenie matrycy do podtoza za kazdym bteddw, krotszy czas

razem szkolenia operatora

Szklany stét dla fatwego roz-
tadowywania automatycz-
nego matryc

Ulepszona ergonomia i moz- Zaroéwno CDI Crystal, jak i XPS Crystal Obstuga matryc z wielu
liwos$¢ serwisowania w celu sg dostepne jako osobne maszyny naswietlarek CDI dzieki
fatwej obstugi modutowe] konstrukgji



Kontrola nad catym
dziatem produkcji matryc

Matryce fleksograficzne muszg by¢ przygotowy-
wane szybko, z zapewnieniem niezawodnego
czasu realizacji. Firmy produkcyjne nie mogg sobie
pozwoli¢ na przestoje maszyn tylko z powodu
oczekiwania na nowe matryce.

Oprogramowanie Automation Engine firmy Esko
posiada modut stuzacy do zautomatyzowanej pro-

Oprogramowanie Device Manager sprawia,
ze dziat przygotowania do druku ma wszyst-
kie wymagane informacje do okre$lenia prio-
rytetéw i utworzenia kolejek produkcji matryc,
aby moc wyprodukowad witasciwg matryce
w odpowiednim czasie. Praca w toku, stan
i kolejki wszystkich podtgczonych urzadzen s3
w czytelny sposéb przedstawione na ekranie.

dukcji matryc fleksograficznych. Nie ma koniecz-

nosci recznego wykonywania czynnosci, a pliki sg

e Uproszczona praca w dziale produkgji
matryc

przygotowywane automatycznie, co ogranicza
ilos¢ bteddéw i odpadow.

* Zapewnienie planowania produkcji
Oprogramowanie Device Manager w ramach w przejrzysty i kontrolowany sposéb
systemu Automation Engine pozwala na przeje- « Uproszczenie raportowania i analizy
cie kontroli przez dziat przygotowania do druku.

Kontrola operacyjna nad naswietlarkg CDI zostaje
przesunieta w gére na wyzszy poziom zarzadzania.

Obecny dziat produkcji matryc

Procesor do
obrébki pyt

Przygotowanie
do druku
fleksograficznego

Kopiorama
z zestawem
lamp UV

Kopiorama
z zestawem
lamp UV

Naswietlarka
CDI do matryc

Dziat produkcji matryc nowej generacji

Naswietlarka CDI Crystal oraz
kopiorama XPS Crystal potgczone

w linii z procesorem do obrébki ptyt

Przygotowanie do druku
fleksograficznego




Co mowig
nasi klienci

Esko jest liderem rynku pod wzgledem ekspozycji
i naswietlania matryc fleksograficznych, dlatego
nie wahalismy sie dtugo przed podjeciem decyzji
o zakupie linii CDI Crystal 5080 XPS. Kluczowym
czynnikiem byto to, ze rozwigzanie Esko jest
otwartym systemem, dzieki czemu mozemy

naswietla¢ réznorodne matryce.

Dennis Melching, dyrektor zarzqdzajqcy
Stichnothe Druckformen, Niemcy

Naszym celem jest zwiekszanie konkurencyjno-
$ci i zdobywanie nowych klientéw. Ta wazna
inwestycja byta dla nas naturalnym kolejnym
krokiem. ChcieliSmy uzupetni¢ posiadane roz-
wigzanie cyfrowe nowg technologig ekspozycji
opracowang przez Esko. Zaangazowanie Esko
w opracowywanie innowacyjnych rozwigzan od
interfejsu urzadzen po realizacje zamowien jest
wyjatkowe i niespotykane.

Vincenzo Consalvo, dyrektor zarzqdzajqcy
Inci.Flex, Wiochy

Dzieki tej technologii mozemy oferowac naszym
klientom rastry standardowe (liniatura 137/152),
a takze absolutnie bezkonkurencyjne - nawet
250 Ipi. Zapewniamy matryce najwyzszej jakosci,
0 najwyzszym poziomie spéjnosci i powtarzal-
nosci, jakie do tej pory byty dla nas nieosiggalne.

Manfred Schrattenthaler, dyrektor zarzgdzajqcy
Glatz Klischee, Austria

Esko umozliwia automatyzacje produkcji matryc flekso-
graficznych poprzez integracje etapu naswietlania (CDI
Crystal) z etapem ekspozycji (XPS). Ponadto mozliwe
jest tez utworzenie zautomatyzowanego potgczenia
z wywotywarka. Na zdjeciu widac linie CDI Crystal XPS
wykorzystywang w zaktadzie wioskiej firmy InciFlex razem
z wywotywarka Vianord.
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Dane techniczne

CDI CRYSTAL 4835 CDI CRYSTAL 5080

Typ naswietlarki * Konstrukcja zewnetrznego bebna
» Podstawa maszyny z granitu syntetycznego
» Laser Swiattowodowy o wysokiej mocy klasy 1 CDI

MAY18 - G2558656_PL

Jakos$¢ obrazu  Liniatura rastra do 250 Ipi, w zaleznosci od rozdzielczo$ci obrazu

e Zakres tonalny: 1-99%

* Uktad optyczny o wysokiej rozdzielczosci: petna zmiennos¢ w zakresie od 2540 do 4000 ppi w zaleznosci
od zadania

Sterowanie mechanizmem | ¢ Grapholas Touch Exposer na komputerze Intel PC z systemem Windows 7

* Automatyczne faczenie za posrednictwem systemu ,Automation Engine” i modutu ,Produkcja matryc
fleksograficznych dla AE” lub osobnego narzedzia Merger (wymagany komputer Intel PC z systemem
Windows 7)

» Format pliku wejsciowego: LEN lub TIFF jest zgodny ze wszystkimi modelami w rodzinie naswietlarek CDI

RIP i opcje rastrowania * Opcjonalnie Imaging Engine

» Standardowy RIP PostScript/PDF

* RIP obejmujacy rastrowanie o wysokie] jakosci z optymalizacjg dla fleksografii (okragte punkty, podwdjne
okragte punkty)

* Opcja HD Flexo Screening w celu zapewnienia najlepszej jakosci druku fleksograficznego

* Opdja Pixel+ zapewniajgca najlepsze w swojej klasie transfer farby i wartosci SID dla druku fleksograficznego

Oprogramowanie Esko * Device Manager, Automation Engine, Imaging Engine, Flexo Screening (HD Flexo, Pixel+,
Crystal Screening), Equinox itd.

Matryce *  Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe
* Uzyteczna grubos¢ matrycy: od 0,76 do 3,94 mm
Wymiary matryc do 1200 x 900 mm lub mniejsze do 1270 x 2032 mm lub mniejsze
Wymiary urzadzenia e Szeroko$¢: 2494 mm e Szeroko$¢: 3394 mm
* Glebokos¢: 2148 mm * Glebokos¢: 2158 mm
e Wysokos¢: 1381 mm * Wysokos¢: 1383 mm
e Masa: 1100 kg * Masa: 2040 kg
Wymagania dotyczace » Oddzielny ukfad podci$nienia, modut wylotowy i zewnetrzne urzadzenie do podawania sprezonego
instalaji powietrza w zestawie

* Nie jest konieczne zewnetrzne chtodzenie woda
* Dane elektryczne
> Naswietlarka: 230 V/N/PE, 50/60 Hz
> Modut wylotowy: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,2 kVA
> Sprezarka powietrza: 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

XPS 4835 XPS 5080

Typ urzadzenia Diody UV LED do tylnej i gtéwnej ekspozydji cyfrowej matryc fotopolimerowych do druku fleksograficznego

Sterowanie mechanizmem | XPS Touch GUI na komputerze Intel PC z systemem Windows 7

Matryce »  Wszystkie cyfrowe matryce fotopolimerowe
» Uzyteczna grubos¢ matrycy: od 0,76 do 6,35 mm

© 2018 Esko. Wszelkie prawa zastrzezone. Wszystkie dane techniczne moga ulec zmianie.

Wymiary matryc do 1200 x 900 mm lub mniejsze do 1270 x 2032 mm lub mniejsze
» Szerokos¢: 1970 mm e Szerokos¢: 3100 mm
Wymiarv urzadzenia e Gtebokos¢: 1957 mm ¢ Glebokos$¢: 1957 mm
ymiary urza *  Wysoko$¢ 1368 mm e Wysokos¢ 1368 mm
* Masa: 650 kg ¢ Masa: 800 kg
Wymagania dotyczace »  XPS 4835/5080: L1/L2/L3/N/PE 400 V AC 50 Hz / 460 V AC 60 Hz, 9,0 kW
instalacji » Schiadzacz: L1/L2/L3/N/PE 400 V AC 50 Hz / 460 V AC 60 Hz, 9,0 kW

Kopioramy i rastry s chronione w USA i innych krajach co najmniej jednym z patentéw i wnioskéw patentowych oraz ich zagranicznych odpowiednikéw wymienionych na stronie
www.esko.com/xps_patents.

www.esko.com/pl



